Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-12,70 мм без покрытия UV плавленый кварц  (155464)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-12,70 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-14,07 мм 
	Радиус кривизны R1 
-5,82 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
4,84 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0мм F=-20,00мм без покрытия UV плавленый кварц  (155465)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-20,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-21,35 мм 
	Радиус кривизны R1 
-9,16 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
3,49 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0мм F=-25,00мм без покрытия UV плавленый кварц  (155466)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-25,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-26,35 мм 
	Радиус кривизны R1 
-11,45 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
3,15 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-40,00 мм без покрытия UV плавленый кварц  (155467)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-40,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-41,33 мм 
	Радиус кривизны R1 
-18,32 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,70 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x1,0 мм F=-50,00 мм без покрытия UV плавленый кварц  (155468)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-50,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-51,36 мм 
	Радиус кривизны R1 
-22,92 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,55 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-75,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (155469)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-75,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-76,30 мм 
	Радиус кривизны R1 
-34,35 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,37 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-100,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (155470)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-100,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-101,38 мм 
	Радиус кривизны R1 
-45,85 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,27 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-150,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (155471)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-150,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-151,39 мм 
	Радиус кривизны R1 
-68,78 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,18 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-150,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (155472)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-200,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-201,39 мм 
	Радиус кривизны R1 
-91,70 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,14 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-250,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (155473)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-250,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-251,38 мм 
	Радиус кривизны R1 
-114,62 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,11 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-300,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (155474)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-300,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-301,40 мм 
	Радиус кривизны R1 
-137,55 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,09 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-12,70 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (155475)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-12,70 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-14,07 мм 
	Радиус кривизны R1 
-5,82 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
4,84 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-20,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (155476)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-20,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-21,35 мм 
	Радиус кривизны R1 
-9,16 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
3,49 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-25,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (155477)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-25,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-26,35 мм 
	Радиус кривизны R1 
-11,45 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
3,15 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-40,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (155478)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-40,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-41,33 мм 
	Радиус кривизны R1 
-18,32 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,70 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-50,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (155479)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-50,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-51,36 мм 
	Радиус кривизны R1 
-22,92 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,55 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-75,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (155480)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-75,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-76,30 мм 
	Радиус кривизны R1 
-34,35 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,37 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-100,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (155481)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-100,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-101,38 мм 
	Радиус кривизны R1 
-45,85 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,27 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-150,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (155482)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-150,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-151,39 мм 
	Радиус кривизны R1 
-68,78 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,18 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-200,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (155483)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-200,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-201,39 мм 
	Радиус кривизны R1 
-91,70 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,14 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-250,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (155484)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-250,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-251,38 мм 
	Радиус кривизны R1 
-114,62 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,11 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-300,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (155485)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-300,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-301,40 мм 
	Радиус кривизны R1 
-137,55 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,09 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 30,0x20,0 мм F=-25,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (155486)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
30,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-25,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-26,35 мм 
	Радиус кривизны R1 
-11,45 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
7,87 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 30,0x20,0 мм F=-25,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (155486)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
30,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-25,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-26,35 мм 
	Радиус кривизны R1 
-11,45 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
7,87 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 30,0x20,0 мм F=-50,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (155487)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
30,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-50,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-51,36 мм 
	Радиус кривизны R1 
-22,92 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
4,30 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 30,0x20,0 мм F=-75,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (155488)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
30,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-75,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-76,30 мм 
	Радиус кривизны R1 
-34,35мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
3,49 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 30,0x20,0 мм F=-100,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (155489)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
30,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-100,00 мм 

	Покрытие 
без покрытия 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-101,38мм 
	Радиус кривизны R1 
-45,85 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
3,10 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-12,70 мм УФ-плавленый кварц (155490)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-12,70 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-14,07мм 
	Радиус кривизны R1 
-5,82 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
4,84 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-20,00 мм УФ-плавленый кварц (155491)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-20,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-21,35мм 
	Радиус кривизны R1 
-9,16 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
3,49 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-25,00 мм УФ-плавленый кварц (155492)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-25,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-26,35мм 
	Радиус кривизны R1 
-11,45 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
3,15 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-40,00 мм УФ-плавленый кварц (155493)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-40,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-41,33мм 
	Радиус кривизны R1 
-18,32 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,70 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-50,00 мм УФ-плавленый кварц (155494)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-50,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-51,36мм 
	Радиус кривизны R1 
-22,92 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,55 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-75,00 мм УФ-плавленый кварц (155495)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-75,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-76,30 мм 
	Радиус кривизны R1 
-34,35 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,37 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-100,00 мм УФ-плавленый кварц (155496)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-100,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-101,38мм 
	Радиус кривизны R1 
-45,85 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,27 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-150,00 мм УФ-плавленый кварц (155497)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-150,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-151,39мм 
	Радиус кривизны R1 
-68,78 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,18 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-200,00 мм УФ-плавленый кварц (155498)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-200,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-201,39 мм 
	Радиус кривизны R1 
-91,70 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,14 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-250,00 мм УФ-плавленый кварц (155499)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-250,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-251,38мм 
	Радиус кривизны R1 
-114,62 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,11 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 10,0x10,0 мм F=-300,00 мм УФ-плавленый кварц (155500)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
10,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-300,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-301,40 мм 
	Радиус кривизны R1 
-137,55мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,09 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-12,70 мм УФ-плавленый кварц (155501)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-12,70 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-14,07 мм 
	Радиус кривизны R1 
-5,82 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
4,84 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-20,00 мм УФ-плавленый кварц (155502)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-20,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-21,35 мм 
	Радиус кривизны R1 
-9,16 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
3,49 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-25,00 мм УФ-плавленый кварц (155503)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-25,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-26,35 мм 
	Радиус кривизны R1 
-11,45 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
3,15 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-40,00 мм УФ-плавленый кварц (155504)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-40,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-41,33 мм 
	Радиус кривизны R1 
-18,32 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,70 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-50,00 мм УФ-плавленый кварц (155505)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-50,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-51,36 мм 
	Радиус кривизны R1 
-22,92 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,55 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-75,00 мм УФ-плавленый кварц (155506)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-75,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-76,30 мм 
	Радиус кривизны R1 
-34,35 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,37 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-100,00 мм УФ-плавленый кварц (155507)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-100,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-101,38 мм 
	Радиус кривизны R1 
-45,85 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,27 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-150,00 мм УФ-плавленый кварц (155508)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-150,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-151,39 мм 
	Радиус кривизны R1 
-68,78 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,18 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-200,00 мм УФ-плавленый кварц (155509)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-200,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-201,39 мм 
	Радиус кривизны R1 
-91,70 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,14 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-250,00 мм УФ-плавленый кварц (155510)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-250,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-251,38 мм 
	Радиус кривизны R1 
-114,62 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,11 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 20,0x10,0 мм F=-300,00 мм УФ-плавленый кварц (155511)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
20,0x10,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-300,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-301,40 мм 
	Радиус кривизны R1 
-137,55 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
2,09 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 30,0x20,0 мм F=-25,00 мм УФ-плавленый кварц (155512)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
30,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-25,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-26,35 мм 
	Радиус кривизны R1 
-11,45 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
7,87 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 30,0x20,0 мм F=-50,00 мм УФ-плавленый кварц (155513)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
30,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-50,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-51,36 мм 
	Радиус кривизны R1 
-22,92 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
4,30 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 30,0x20,0 мм F=-75,00 мм УФ-плавленый кварц (155514)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
30,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-75,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-76,30 мм 
	Радиус кривизны R1 
-34,35 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
3,49 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


Плоско-вогнутая цилиндрическая линза 30,0x20,0 мм F=-100,00 мм УФ-плавленый кварц (155515)
Обычно используется для фокусировки параллельных или расходящихся лучей на линию или для изменения соотношения сторон изображения. 
	Диаметр/размер 
30,0x20,0 мм 
	Эффективное фокусное расстояние 
-100,00 мм 

	Покрытие 
AR@250~400нм 
	Материал 
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-101,38 мм 
	Радиус кривизны R1 
-45,85 мм 

	Центральная толщина CT 
2,00 мм 
	Толщина кромки ET 
3,10 мм 

	Расчетная длина волны 
587,6 нм 
	Размерный допуск 
+0,0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра 
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние 
±2% 

	Ошибка центрирования объектива 
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона 
0,2 ммX45° 
	п = 1,45848 


